การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology)
จากเอกสารสิทธิบัตร
กุสุมาลย์  แซ่ลี้ และปราโมทย์  ธรรมรัตน์
ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีการนำเทคโนโลยีสะอาด (CLEAN TECHNOLOGY) มาใช้ ซึ่งเป็นการป้องกันของเสียที่แหล่งกำเนิด แทนการควบคุมบำบัดและจัดของเสียแบบเดิมที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่า การใช้เทคโนโลยีสะอาดจะเป็นวิธีการนำไปสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการค้าในโลกยุคปัจจุบัน 

ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด คือ กลยุทธ์ในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เปลี่ยนเป็นของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด จึงเป็นทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตไปพร้อมๆ กันด้วย สำหรับประเทศไทย การนำเทคโนโลยีสะอาด มาใช้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากความได้เปรียบด้านต้นทุนและแรงงานของอุตสาหกรรมไทยมีน้อยลง 
2. เป็นการพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 

แนวทางในการวิจัยและพัฒนา สามารถทำได้โดยการสืบค้นเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร และนำมาวิเคราะห์และต่อยอดเทคโนโลยี ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบบก้าวกระโดดได้ โดยนำเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติมาต่อยอด ทำแผนที่สิทธิบัตร ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา และวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Analysis) ต่อไป
1. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Search)

ได้ทำการสืบค้นข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเรื่องพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastic) จากสำนักสิทธิบัตรยุโรป ที่ http://ep.espacenet.com  โดยทำการสืบค้นใน abstract พบงานประดิษฐ์จำนวน 389 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้
1.  หมวด H01L21 
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ดัดแปลงให้เหมาะสำหรับการผลิตหรือการบำบัดของสารกึ่งตัวนำหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เป็นของแข็งของมัน มีการประดิษฐ์จำนวน 29 เรื่อง
(Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof)
2.  หมวด B01D61 
กระบวนการแยกโดยใช้เยื่อเลือกผ่าน เช่น dialysis, osmosis, ultrafiltration; เครื่องมือ อุปกรณ์เสริมหรือการดำเนินการสำรองการปรับใช้แบบพิเศษ มีการประดิษฐ์จำนวน 6 เรื่อง
(Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis, ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor)
3.  หมวด B29C65
สิ่งประสาน มีการประดิษฐ์จำนวน 2 เรื่อง



(Joining)

4.  หมวด B65D19 
 แผ่นวางสินค้าหรือสิ่งที่คล้ายแท่นซึ่งมีหรือไม่มีผนังด้านข้างสำหรับช่วยพยุงการขนขึ้นหรือขนลง มีการประดิษฐ์จำนวน 1 เรื่อง
(Pallets or like platforms, with or without side walls, for supporting loads to be lifted or lowered)

5.  หมวด C10J3
การผลิตก๊าซที่ติดไฟง่ายที่ประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์จากเชื้อเพลิงที่เป็นสารประกอบคาร์บอน มีการประดิษฐ์จำนวน 8 เรื่อง
(Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels)

6.  หมวด F24F3
ระบบปรับอากาศภายใต้สภาวะอากาศเริ่มต้นที่มาจากส่วนกลางหนึ่งส่วนหรือมากกว่าเพื่อเป็นหน่วยกระจายในห้องหรือบริเวณที่สามารถรับการบำบัดในขั้นที่สอง มีการประดิษฐ์จำนวน 12 เรื่อง
(Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Ap....)

7.  หมวด B01D65 
ระบบดำเนินการเพิ่มเติมหรือสำรองโดยทั่วไปสำหรับกระบวนการแยกหรือเครื่องมือสำหรับเยื่อเลือกผ่าน  มีการประดิษฐ์จำนวน 5 เรื่อง
(Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes)
8.  หมวด G01N33   
การตรวจสอบหรือการวิเคราะห์วัสดุโดยวิธีการเฉพาะ ไม่รวมถึงกลุ่มก่อนหน้านี้ มีการประดิษฐ์จำนวน 5 เรื่อง
(Investigating or analysing materials by specific methods not covered by the preceding groups) 
9. หมวด H03K5
การตรวจวิเคราะห์ชีพจร ไม่รวมถึงกลุ่มหลักอื่นๆจากกลุ่มย่อยนี้ มีการประดิษฐ์จำนวน 2 เรื่อง
(Manipulating pulses not covered by one of the other main groups in this subclass)
10. หมวด H04N5
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์  มีการประดิษฐ์จำนวน 2 เรื่อง
(Details of television systems)

2. การทำแผนที่สิทธิบัตร
จัดทำแผนที่เทคโนโลยีสิทธิบัตร ด้วยโปรแกรม Matheo-Patent Software (http://www.matheo-software.com) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติจากชนิดข้อมูลต่างๆ ได้แก่
· Title (ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์)
· Inventor (ชื่อผู้ประดิษฐ์)
· Applicant (ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร)
· Patent Number (หมายเลขสิทธิบัตร)
· Application number (เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร)

· Priority Number (เลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับครั้งแรก)
· International Patent Classification : IPC (การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ)
· European Patent Classification : EC (การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรในกลุ่มประเทศยุโรป)
· ระบุปีที่ต้องการประมวลผลย้อนหลัง ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ปี 1905 ถึงปัจจุบัน
เลือกดึงข้อมูล (Download) รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description) ข้อถือสิทธิ์ (Claim) เอกสารหน้าแรกในรูปแบบไฟล์ชนิด PDF (First Page PDF File) รูปภาพ (Drawing) และดึงข้อมูลสิทธิบัตรในหมวดหมู่เดียวกัน (Download Patent Family)

2.1 Download ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร
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Keyword :  Clean technologyในช่อง Title 
เลือก Download : Description, Claims, 

 







         First Page และ  Drawing

      พบเอกสารสิทธิบัตรจำนวน 389 เรื่อง

รูปที่ 1 การระบุคำสืบค้นเพื่อดึงข้อมูลมาทำการวิเคราะห์
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Analysis)


เมื่อ Download ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรทั้ง 389 เรื่องสมบูรณ์ สามารถจะแยกวิเคราะห์ตามข้อมูลชนิดต่างๆได้ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IP Class) การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรในกลุ่มยุโรป (E Class) ปี (Year) ผู้ประดิษฐ์ (Inventor) ผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applications) และความสัมพันธ์อ้างอิงของสิทธิบัตร (Patent family) ซึ่งจะแสดงผลของข้อมูลชนิดต่างๆ ด้วยหมายเลขสิทธิบัตร ชื่อการประดิษฐ์และรายละเอียดต่างๆ ของสิทธิบัตร ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์ความสนใจของเทคโนโลยี แนวโน้มของเทคโนโลยี และทิศทางการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการวิจัยและพัฒนา
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รูปที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม Field ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดได้ในหมวดหมู่ B01D
2.2.1 การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดหลัก
         (International Patent Classifications Analysis 4 Digits)
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รูปที่ 3 แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดหลัก
พบว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีหมวด B01D ซึ่งเกี่ยวกับ การแยก เป็นเทคโนโลยีที่มีการประดิษฐ์มากที่สุด โดยมีการประดิษฐ์มากถึง 32 เรื่อง จากทั้งหมด 389 เรื่อง เช่น
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
MXPA98010041
IMPROVED WATER TREATMENT SYSTEM.

MXPA01010895
TEXTILE TREATING APPARATUS

GB1370794

ADJUSTABLE CLEAN-AIR FLOW ENVIRONMENT.

JP7258453
DUST FILTER BAG, PRODUCTION AND USE.

รองลงมา คือ เทคโนโลยีหมวด  H01L21 
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ดัดแปลงให้เหมาะสำหรับการผลิตหรือการบำบัดของสารกึ่งตัวนำหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เป็นของแข็ง (Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof)
 มีจำนวนการประดิษฐ์ 29 เรื่อง เช่น
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
WO9948142
FLUX CLEANING FOR FLIP CHIP TECHNOLOGY USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLVENTS
TW385320B
DEVICE FOR ASSEMBLY OF COMPONENT SUPPORTS FOR MICROSYSTEMS

JP7258453
FOAM PRODUCT OF BIODEGRADABLE PLASTIC MATERIAL AND ITS PRODUCTION

WO0135449
IMPROVEMENT IN ADHESION OF DIFFUSION BARRIER AND FLUORINATED SILICON DIOXIDE USING HYDROGEN BASED PRECLEAN TECHNOLOGY

TW430902B
METHOD FOR IMPROVED CLEANING OF SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM

2.2.2 การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดย่อย (International Patent Classifications Analysis Full)
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รูปที่ 4 แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดย่อย
จากแนวโน้มของเทคโนโลยีหมวด H01L21 
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ดัดแปลงให้เหมาะสำหรับการผลิตหรือการบำบัดของสารกึ่งตัวนำหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เป็นของแข็ง (Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof)   เป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการประดิษฐ์มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ลงไปในหมวดย่อยของเทคโนโลยีแล้ว พบว่าประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ H01L21/02  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเช่นอุปกรณ์พวก ELECTRIC SOLID STATE ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ  (SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR) ตัวอย่างเทคโนโลยีหมวดนี้เช่น 
หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
WO9948142  
FLUX CLEANING FOR FLIP CHIP TECHNOLOGY USING


ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLVENTS
TW430902B                    IMPROVEMENT IN ADHESION OF DIFFUSION BARRIER AND

FLUORINATED SILICON DIOXIDE USING HYDROGEN BASED

PRECLEAN TECHNOLOGY

TW385494B                     METHOD FOR IMPROVED CLEANING OF SUBSTRATE PROCESSING


SYSTEM

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
JP2003179242
METAL OXIDE SEMICONDUCTOR THIN FILM AND METHOD OF


PRODUCING THE SAME

US2006057770
METHOD FOR PACKAGING CHIP AND PACKAGE ASSEMBLY


PRODUCED THEREBY

รองลงมา คือ เทคโนโลยีหมวด F24F3/16 ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ; เครื่องปรับความชื้น; เครื่องระบายอากาศ; การใช้กระแสอากาศสำหรับการป้องกัน (AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING) มีการประดิษฐ์จำนวน 10 เรื่อง ตัวอย่างเช่น

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
CA2110694

CLEAN-ROOM CEILING MODULE

EP1291586

ADJUSTABLE CLEAN-AIR FLOW ENVIRONMENT.

PROCESS AND DEVICE FOR THE CONDITIONING OF EXHAUST AIR, IN PARTICULAR OF CLEAN ROOMS

EP0301129                       FILTER WALL/CEILING FOR INSTALLATIONS OF CLEAN-ROOM


TECHNOLOGY
DE3908329

PRODUCTION APPARATUS IN CLEAN-ROOM TECHNOLOGY

2.2.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยี (Technology’s Growth Trend)
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รูปที่ 5 แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยี (Technology’s Growth Trend)
พบว่า เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด เริ่มมีการจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี 1966 และมีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี 2002 มีการประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้นมากที่สุดถึง 44 เทคโนโลยี เช่น
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
US2004112306 

METHOD FOR CLEANING COMBUSTION DEVICES

WO03104802
ELECTROSPRAY TANDEM MASS SPECTROMETRY FOR NEWBORN SCREENING

JP2004216867
SCRUB CLEANING METHOD AND DEVICE, METHOD AND DEVICE FOR DRYING DIE FOR LENS MOLDING, AND METHOD FOR PRODUCING PLASTIC LENS

US2004066105

SELF-BEARING STEP MOTOR AND ITS CONTROL METHOD
US2003205510
DENSE FLUID CLEANING CENTRIFUGAL PHASE SHIFTING SEPARATION PROCESS AND APPARATUS

	โดยเทคโนโลยีการประดิษฐ์ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่ได้ประกาศโฆษณาในปี 2006 มีจำนวน 1เทคโนโลยี ได้แก่
	


หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
US2003205510
DENSE FLUID CLEANING CENTRIFUGAL PHASE SHIFTING SEPARATION PROCESS AND APPARATUS
2.2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประดิษฐ์ (Potential Inventors Analysis)
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รูปที่ 6 ศักยภาพของผู้ประดิษฐ์แต่ละคน เพื่อค้นหาผู้นำของเทคโนโลยี
พบว่า ผู้นำการประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดมากที่สุด คือ Geserich Frank นักประดิษฐ์จากประเทศแดนมาร์ก  ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3  เรื่อง คือ
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
US6296339

DEVICE FOR PRINTING STOCK

US5949444

DEVICE FOR PRINTING TO STOCK STANDING ON EDGE

US6296339

DEVICE FOR PRINTING TO STOCK IN NON-VERTICAL ORIENTATION

2.2.5 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ขอรับสิทธิบัตร (Potential Applicant Analysis)
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รูปที่ 7 ศักยภาพของผู้ขอรับสิทธิบัตร เพื่อค้นหาบุคคลที่เป็นผู้นำเทคโนโลยี
พบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มีศักยภาพสูงสุดคือ Sumsung Electric จากประเทศเกาหลี Hitachi LTD จากประเทศญี่ปุ่น และ Applied Material จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสิทธิบัตรบริษัทละจำนวน 3 เรื่อง เช่น
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
US6072975
DEVELOPER FOR IMAGE PRODUCING APPARATUS UTILIZING ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVELOPING TECHNOLOGY

JP8288190
ARTICLE HANDLING MEMBER, ITS MANUFACTURING METHOD, HOUSING CONTAINER, AND ARTICLE HANDLING DEVICE

TW430902B
IMPROVEMENT IN ADHESION OF DIFFUSION BARRIER AND FLUORINATED SILICON DIOXIDE USING HYDROGEN BASED PRECLEAN TECHNOLOGY

2.2.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) และปี (Year)
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง หมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) และปี (Year)

เพื่อดูแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) พบว่าเทคโนโลยีหมวด B01D ซึ่งเกี่ยวกับการแยก  (Separation) เริ่มมีสิทธิบัตรในปีแรก (1971) จำนวน 1 เรื่อง  หลังจากนั้นได้รับความสนใจและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 1990-2000  มีสิทธิบัตรในหมวด B01D เกิดขึ้นถึงปีละ 6   เทคโนโลยี นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจรองลงมา ในช่วงปี 1996-2001  คือ หมวด H01L อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเช่นอุปกรณ์พวก ELECTRIC SOLID STATE ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ  (SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR) และหมวด  C02F ซึ่งเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ น้ำทิ้งและกากตะกอน (TREATMENT OF WATER , SEWAGE, OR SLUDGE)  ตามลำดับ
2.2.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์ (Inventor) และหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ 
         (IPC)
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์ (Inventor) และหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC)

เพื่อดูผู้นำการประดิษฐ์ในแต่ละเทคโนโลยี (Inventor’s Technology) พบว่า เทคโนโลยีหมวด H01Lซึ่งเกี่ยวกับ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเช่นอุปกรณ์พวก ELECTRIC SOLID STATE ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ (SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR) เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ประดิษฐ์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดยผู้นำการประดิษฐ์ในหมวด C08L นี้ คือ  Pavate Vkram นักประดิษฐ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเทคโนโลยีการประดิษฐ์จำนวน 2เทคโนโลยี 
ส่วนผู้นำการประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีหมวด B01J (Chemical or Physical process, e.g. catalysis colloid chemistry; Their relevant apparatus) และ หมวด G07B เครื่องจ่ายตั๋ว; เครื่องบันทึกการชำระเงิน;เครื่องประทับตรา (TICKET-ISSUING APPARATUS; FARE-REGISTERING APPARATUS; FRANKING APPARATUS) ได้แก่ Gererich Frank นักประดิษฐ์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งมีเทคโนโลยีการประดิษฐ์หมวดละ 2  เทคโนโลยี 

2.2.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant) และหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC)
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant) และหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC)
เพื่อดูผู้นำการขอรับสิทธิบัตร (Applicant’s Technology) พบว่าเทคโนโลยีหมวด H01L อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเช่นอุปกรณ์พวก ELECTRIC SOLID STATE ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ (SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR) เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ประดิษฐ์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดยผู้นำการขอรับสิทธิบัตรในหมวด H01L นี้ คือ Applied Materials Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเทคโนโลยีการประดิษฐ์จำนวน 3 เทคโนโลยี
3. สรุปผล

การทำแผนที่สิทธิบัตรเรื่องเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ช่วยให้เราเข้าใจว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดมีการพัฒนามาอย่างไร เทคโนโลยีหมวดหลัก หมวดย่อยใดที่มีการประดิษฐ์คิดค้นกันมาก บริษัทใดเป็นผู้นำการประดิษฐ์ นักวิจัยคนใดมีบทบาทสำคัญ และแต่ละปีมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้าง สามารถนำเรื่องที่สนใจมาพัฒนาต่อยอด และสามารถคัดสรรเทคโนโลยีเรื่องที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่ายได้ หากไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
โครงการศึกษาผลงานและวิจัยสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ & สสวพ. สกว.


